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(54) PHƯƠNG PHÁP LÀM GIẢM NƯỚC Ở MỨC THẤP ĐẾN TRUNG BÌNH TRONG 
CHẾ PHẨM GỐC XI MĂNG CÓ THỂ HYDRAT HÓA VÀ CHẾ PHẨM ĐƯỢC 
SẢN XUẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÀY

(57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp làm giảm nước ở mức thấp đến trung bình trong 
chế phẩm gốc xi măng có thể hydrat hóa, cụ thể hơn là phương pháp để làm dẻo hóa hỗn 
hợp xi măng có tỷ lệ nước/xi măng tương đối cao (ít nhất là 0,40 hoặc cao hơn) được cải 
tiến đáng ngạc nhiên về hiệu quả liều lượng, so với polyme polycarboxylat "chất làm siêu 
dẻo" thông thường, khi copolyme carboxylat dạng răng lược được tạo thành từ hai chuỗi 
bên polyete khác nhau, cấu tử monome được chọn cụ thể: (A) monome polyoxyalkylen thứ 
nhất được biểu diễn bởi công thức cấu tạo (R1 (R3)C = C(R2) 
((CH2)m(CO)nO(CH2)o(AO)pR4) trong đó (AO)p là alkylen oxit mạch thẳng và p là một số 
nguyên nằm trong khoảng từ 5 đến 23; (B) monome polyoxyalkylen thứ hai được biểu diễn 
bởi công thức cấu tạo (R1)(R3)C = C(R2)((CH2)m(CO)nO(CH2)o(AO)qR4 ) trong đó (AO)q là 
nhóm alkylen oxit mạch thẳng và q là số nguyên nằm trong khoảng từ 20 đến 200; (C) 
monome axit cacboxylic không bão hòa được biểu diễn bởi (R5)(R7)C = C(R6)(C(O)OM) 
trong đó M là kim loại kiềm, và tỉ lệ thành phần A với thành phần B nằm trong khoảng từ 
20:80 đến 50:50; và tùy ý, (D) monome tan trong nước được biểu diễn bởi (R8) (R9) C = 
C(R10) (X) trong đó mỗi R8, R9, R10 là nhóm hydro hoặc metyl và X là C(O)NH2, 
C(O)NHR11, C(O)NR12R13, OR14, SO3H, C6H4SO3H hoặc C(O)NHC(CH3), hoặc hỗn hợp 
của chúng, trong đó mỗi R11, R12, R13 và R14 là nhóm alkyl C1 đến C5. Ngoài ra, sáng chế 
cũng đề cập đến chế phẩm gốc xi măng được sản xuất theo phương pháp này.
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